


































































































专利名称(译) 薄膜图案的制造方法，装置及其制造方法，液晶显示器的制造方法，液晶显示器，有源矩阵基板的制造方
法，电光装置以及电气设备

公开(公告)号 US20050003640A1 公开(公告)日 2005-01-06

申请号 US10/854668 申请日 2004-05-27

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 USHIYAMA TOSHIHIRO
HIRAI TOSHIMITSU
MIKOSHIBA TOSHIAKI
KIGUCHI HIROSHI
HASEI HIRONORI

发明人 USHIYAMA, TOSHIHIRO
HIRAI, TOSHIMITSU
MIKOSHIBA, TOSHIAKI
KIGUCHI, HIROSHI
HASEI, HIRONORI

IPC分类号 G02F1/1343 B05D1/26 B05D5/12 C30B1/00 G02F1/133 G02F1/1345 G02F1/1362 G02F1/1368 
H01L21/00 H01L21/027 H01L21/288 H01L21/3205 H01L21/336 H01L21/768 H01L21/77 H01L21/84 
H01L27/12 H01L27/32 H01L29/786 H01L51/40 H01L51/56 H05K3/00 H05K3/10 H05K3/12

CPC分类号 G02F1/13439 G02F2001/136295 H01L27/12 H01L27/3211 H01L51/0004 H01L27/1292 H05K3/1241 
H05K3/1258 H05K2201/09036 H05K2201/09909 H05K3/107

优先权 2003155858 2003-05-30 JP
2003155867 2003-05-30 JP
2003155866 2003-05-30 JP
2003155865 2003-05-30 JP
2004103418 2004-03-31 JP

其他公开文献 US7410905

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种在基板上制造薄膜图案的方法，包括以下步骤：在基板上形成与薄
膜图案一致的凹陷部分;并将功能液体施加到凹陷部分中。
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